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L’intégration du thésaurus Pactols facilite l’indexation des travaux en archéologie et en
sciences humaines, rendant la recherche plus fine et pertinente.

L’extraction de données des projets financés par l’Anses et l’Ademe permet d’enrichir HAL
avec des résultats issus de ces programmes.

Enfin, les liens entre dépôts HAL et ressources associées renforcent l’interconnexion entre
publications, données et autres productions scientifiques.
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Ce vocabulaire structuré offre la possibilité d’ajouter des descripteurs normalisés pour
améliorer le référencement et l’indexation des documents déposés dans HAL.

Les projets ANSES et ADEME proposés sont issus des jeux de données disponibles sur le
site recherche.data.gouv, récupérés grâce à une API dédiée.

Que ces ressources associées soient présentes sur HAL ou stockées dans un entrepôt de
données externes partenaire (Nakala, RechercheDataGouc, SWH…), le déposant peut créer
et caractériser ou modifier des liens entre le dépôts et les ressources.

• le droit d’auteur et ses spécificités pour les chercheurs,

• le cadre général d’utilisation des licences libres,

• le fonctionnement des licences Creative Commons (CC),

• le choix d’une licence CC selon le type de dépôt (article, ouvrage collectif, thèse, travaux
issus de projets financés).
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Cette nouvelle série de ressources vous présente l’essentiel et tous les avantages à savoir
sur un service ou une fonctionnalité proposés par HAL.

Vous souhaitez diffuser largement vos travaux de recherche tout en maîtrisant les enjeux
juridiques ? Notre module d'auto-formation vous guide pas à pas dans le choix de la licence
Creative Commons la plus adaptée à votre publication. Il vous offre la flexibilité de vous
former à votre rythme !

 Avec plus de 33 000 visites, cette page vous renseignant sur les bases
du dépôt dans HAL reste la plus consultée de la documentation.

 Cumulant 26 600 visites, cette page vous accompagne
dans la création et la gestion de votre identifiant et de votre CV HAL.

 Autre grand classique de la documentation, vous avez visité 7 100 fois
cette page pour vous renseigner sur la création d'un compte HAL.

 Vous avez besoin d'aide pour gérer la littérature scientifique
sur le portail de votre institution ? Vous avez consultez 6 300 fois cette page en 2024.

 Avec 5 600 visites, cette page sur la gestion de vos dépôts
vient conclure ce top 5 des pages les plus consultées de la documentation en 2024.
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 Prochaine session le 17 janvier

 Prochaine session le 20 janvier

 Prochaine session le 10 février

 Prochaine session le 21 janvier

 Prochaine session : En présentiel à Lyon le 7 mars

 Prochaine session : Paris - 4 et 5 février

Le taux d'open access représente le pourcentage de dépôts qui sont librement accessibles
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en ligne. Récemment mis à jour, le calcul de ce pourcentage prend désormais en compte
les communications en congrès avec annexes et logiciels avec codes source.

           CC BY 4.0 - CCSD
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